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摘要(译)

一种制造LCD器件的方法，该LCD器件包括具有有效显示区域的栅极线，该有效显示区域包括铝合金层和氧化铝层。栅极线还包括
栅极端子部分，该栅极端子部分由相同的铝合金层构成，其上形成有钼合金层。为了形成这种结构，将具有铝合金层和钼层的层叠
结构的LCD器件的绝缘基板浸入电解质溶液中。在浸渍期间，在有效显示区域中从铝合金蚀刻钼层，同时通过保护层防止栅极端子
区域中的蚀刻。此后，在有效显示区域中的铝合金上形成氧化铝层，同时器件仍浸没在电解质溶液中。
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